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摘要(译)

本发明提供一种显示装置及其制作方法，其包括对盒设置的阵列基板和
彩膜基板，在二者之间设置有液晶层，并且阵列基板和彩膜基板各自对
应每个像素的区域包括反射区和透射区，并且，还包括第一台阶和第二
台阶，其中，第一台阶设置在阵列基板与液晶层相邻的表面上，第二台
阶设置在彩膜基板与液晶层相邻的表面上。第一台阶和第二台阶相对设
置在反射区，用以使液晶层在反射区的厚度是在透射区的厚度的二分之
一。本发明提供的显示装置，其可以改善在透射区和反射区的交界处的
液晶分子的排列有序性，从而可以改善显示质量。
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